




























































专利名称(译) 用于液晶显示器件的阵列基板及其制造方法

公开(公告)号 CN100514165C 公开(公告)日 2009-07-15

申请号 CN200610160660.1 申请日 2006-11-29

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG.菲利浦LCD株式会社

当前申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

[标]发明人 吴载映
金秀浦

发明人 吴载映
金秀浦

IPC分类号 G02F1/136 H01L21/027 G03F7/20 H01L27/12

CPC分类号 H01L27/1288 H01L27/12 H01L27/1214 H01L27/124

代理人(译) 徐金国

优先权 1020060014596 2006-02-15 KR

其他公开文献 CN101021656A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种利用减少掩模工序的数量，能使生产率最大的液晶显示
(LCD)器件及其制造方法。因为掩模工序的数量减少，LCD器件可以通过
简单的制造工艺制造。另外，可以防止在构图以用于形成漏极和像素电
极的透明电极材料时，根据湿蚀刻方向发生的透明电极材料翘起现象。
而且，本发明可被用于具有简单制造工艺的共平面开关(IPS)模式LCD器
件，其中公共电极和像素电极一起形成在阵列基板上。
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